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EL TECNOLOGICO NACIONAL sistemas computacionales, telecomunicaciones,
DE MEXICO materiales, biomédica, energfa, ambiental.
Con fundat;nento en los articulos 3° (fracciones | y 2. Impartan asignaturas relacionadas con
XXX\%Y 8° (fracciones 1, 1l y XVII) del Decreto de electrénica,  optoelectrénica,  metrologia,
cr‘;a'_c' n del Tecnolégico Nacional de Mexico nanotecnologia, fibras 6pticas, transmisién de
gu .lc]'adodenzel Diario Oficial de la Federacion el 23 datos fisica materiales fisica de
e julio de ' i '
: 014, asi como en el apartado MO0O semiconductores, analisis numeérico,

(numerales 1, 2 y 28) del Manual de Organizacién
General del Tecnolégico Nacional de México

publicado en el Diario Oficial de la Federacié /
de diciembre de 2018: racion el 20 SEGUNDA. CARACTERISTICAS  DEL

PROGRAMA

ecuaciones diferenciales o programacion.

CONVOCA . .
e Tipo: Diplomado de formacién y actualizacion

docente.
e Modalidad: No escolarizado (virtual)
Duracién: 120 horas
Reconocimiento: Constancia oficial con validez

A su personal docente para participar en el

Diplomado en Enseiianza de la

Foténica Aplicada curricular
OBJETIVO TERCERA. CONTENIDO TEMATICO 7
Contribuir a la mejora de la ensefianza de la fotonica El diplomado se estructura en 6 médulos: o
en los programas de ingenieria mediante la
actualizaciéon disciplinar y formacién en disefio 1. Fundamentos de foténica.
instruccional del personal docente del TecNM. Con
los conocimientos adquiridos las y los participantes 2. Fuentes opticas, laseres e instrumentacion
disefiaran, implementaran y evaluaran experiencias optoelectrénica.
de aprendizaje activo que integren los fundamentos
y las aplicaciones tecnolégicas de la foténica a 3. Fibras 6pticas y sensores foténicos.

través del abordaje de problemas del contexto.
4. Metrologia 6ptica, simulacion y analisis de

BASES datos.
5. Foténica integrada, nanofotonica y tecnologias
PRIMERA. DIRIGIDO A emergentes.
Docentes del Tecnologico Nacional de México que: 6. Disefio instruccional y proyecto integrador
1. Posean titulo profesional en areas afines a CUARTA. DOCUMENTACION REQUERIDA

semiconductores, electronica, mecatronica,
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Las y los docentes interesados en participar deberan
presentar, en tiempo y forma, la siguiente
documentacion:

e Solicitud de inscripcion electronica, elaborada
conforme al formato institucional que se
proporcionara en el siguiente enlace de registro:

https://forms.gle/UJk7bPxMep1FV5DF8

e Curriculum Vitae Unico del TecNM, debidamente
actualizado.

» Carta de compromiso en la que el participante
manifieste su disponibilidad para cursar las 120
horas del diplomado.

https://tinyurl.com/3ht9e2d4

La entrega oportuna y completa de esta
documentacion es requisito indispensable para
la validacion de la inscripcion.

QUINTA. INSCRIPCION

e Periodo de registro: 2 de octubre al 21 de
octubre 2026
Inicio del diplomado: 23 de octubre 2026
Plataforma: TecNM Virtual

SEXTA. INFORMES

Correo de contacto:
diplomadofotonica@piedrasnegras.tecnm.mx

Los aspectos no contemplados en la presente
convocatoria seran resueltos por la Secretaria
Académica de Investigacion e Innovacion del
TecNM.

Ciudad de México, 2 de octubre del 2026

2026
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